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Abstract (en)
The plasma lamp has a light bulb (1) which contains a material suitable for plasma formation with a microwave-excitation radiation. A supply line
is provided for supplying the microwave-excitation radiation to the light bulb. A reflector (11) partially surrounds the light bulb for aligning the light
emitted from the plasma in the lamp bulb. The reflector is arranged within a microwave resonator (5). The microwave resonator is aligned with the
reflector to an optimal energy input into the light bulb.

Abstract (de)
Eine Plasmalampe mit einem Lampenkolben (1), der ein zur Plasmabildung mit einer Mikrowellen-Anregungsstrahlung geeignetes Material enthält,
mit einer Zuführungsleitung (9) zur Zuführung der Mikrowellen-Anregungsstrahlung zum Lampenkolben (1) und mit einem den Lampenkolben
(1) zumindest teilweise umgebenden Reflektor (11) zur Ausrichtung des von dem Plasma im Lampenkolben (1) ausgesandten Lichts, wobei
der Lampenkolben (1) innerhalb eines Mikrowellen-Resonators (5) so angeordnet ist, dass im Bereich des Lampenkolbens (1) eine hohe
Mikrowellenfeldstärke erreicht wird und wobei der Mikrowellen-Resonator (5) metallische Wände (6, 4, 7) aufweist, von denen wenigstens ein
Wandabschnitt (7) mit einer elektrisch leitfähigen abschirmenden Struktur lichtdurchlässig ausgebildet ist, ermöglicht eine kompakte Ausbildung und
eine verbesserte Lichtausbeute dadurch, dass der Reflektor (11) innerhalb des Mikrowellen-Resonators (5) angeordnet ist und dass der Mikrowellen-
Resonator (5) mit dem Reflektor (11) auf einen optimalen Energieeintrag in den Lampenkolben (1) abgestimmt ist.
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